


























专利名称(译) 液晶显示器用玻璃基板的曝光方法

公开(公告)号 US9134615 公开(公告)日 2015-09-15

申请号 US14/346423 申请日 2014-01-09

[标]申请(专利权)人(译) 傅燕峰

申请(专利权)人(译) FU，雁峰

当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司

[标]发明人 FU YANFENG

发明人 FU, YANFENG

IPC分类号 G02F1/133 G03F7/20 G02F1/1333

CPC分类号 G03F7/2022 G02F1/133308 G03F7/70475 G02F2001/133302 G02F2001/133322 G02F1/1333 
G02F2001/133354

代理人(译) 程，ANDREW C.

审查员(译) YOUNG，CHRISTOPHER

优先权 201310747958.2 2013-12-31 CN

其他公开文献 US20150192823A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

揭示了一种用于LCD玻璃基板的曝光方法，包括：提供至少两个光掩
模，其中每个光掩模包括有源区和无源区，其中对准精度测量和检查标
记设置在有源区周围;在相应位置处的单独参考基板上执行每个光掩模的
曝光，执行在参考基板上形成的对准精度测量和检查标记的测量，基于
测量结果确定是否修改曝光的参数，并获得每个光掩模的准确曝光参数;
并且组合每个光掩模的精确曝光参数，使用组合曝光参数在相同基板上
的相同基板上顺序地执行与至少两个光掩模的曝光，从而获得曝光图
案。因此，增强了TFT阵列和滤色器基板之间的对准精度，并且提高了
LCD面板的产量。
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